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摘要(译)

一种制造掩模框架组件的方法，该方法包括：在第一掩模的第一沉积区
域附近形成第一通孔;在第二掩模的第二沉积区域附近形成第二通孔;在支
撑杆的第一部分中形成第三通孔;在支撑杆的第二部分中形成第四通孔;将
第一通孔与第三通孔对齐;将第二通孔与第四通孔对齐;将固定件插入对齐
的第一和第三通孔中;将固定件插入对齐的第二和第四通孔中，其中支撑
杆通过固定件将第一掩模和第二掩模连接在一起。
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